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Sposéb wytwarzania sztywnych samegasnacych pianek
poliuretanowych
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Przedmiotem wynalazku jest spos6b wytwarza-
nia samogasnacych pianek poliuretanowych na
drodze addycji wieloizocyjanianéw z poliolami fos-
foroorganicznymi oraz ich mieszaninami z innymi
poliolami.

Dotychczas stosowane do tego celu poliole fosfo-
roorganiczne posiadajace wigzanie fosfér-wegiel,
kt6ére warunkuje odporno§é pianek na czynniki at-
mosferyczne i inne czynniki korodujace tworzywa
sztuczne, otrzymuje sie z kosztownych surowcoéw
takich jak fosforyny tr6jalkilowe, fosforowodor.
Wplywa to oczywiscie takZe ma koszt pianek poli-
uretanowych wytwarzanych z takich polioli fosfo-
roorganicznych i powoduje, ze tworzywa poliureta-
nowe, na ktére jest duze zapotrzebowanie w prze-
my$le, zwlaszcza w budownictwie, sg trudno do-
stepne.

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu wy-
twarzania pianék poliuretanowych, ktéry umozli-
wia unikniecie niedogodno$ci znanego sposobu ba-
zujacego ma stosowaniu kosztownych polioli fosfo-
roorganicznych, a jednoczeSnie zapewnia uzyskiwa-
nie pelnowarto$ciowego produktu koncowego od-
znaczajacego sie przede wszystkim dobrymi wlas-
noSciami mechanicznymi samogasnacymi oraz wy-
sokg zawartoScig komoérek zamknigtych.

Stwierdzono, ze cel ten osiaga sie, jezeli w pro-
cesie addycji z wieloizocyjanianami stosuje sie po-
liole fosfonowe o ogblnym wzorze zalgczonym na
rysunku, w ktérym R’ i R sg jednakowe lub r6zne
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i oznaczaja grupy hydroksyalkilowe lub halogeno-
hydroksyalkilowe, X jest wodorem lub chlorowcem,
zwlaszcza chlorem lub bromem, lub mieszaniny tych
polioli ze zwigzkami wielohydroksylowymi.

Wedlug wynalazku pianki samogasngce otrzymu-
je sie stosujac poliole fosfonowe w mieszaninie z
konwencjonalnymi polieterami w ilosci 30—100%b.
Pianki poliuretanowe uzyskuje si¢ metodg jedno-
stopniowa w wyniku reakeji mieszaniny poliolowej
z organicznymi wieloizocyjanianami (na przyklad
dwuizocyjanianem tolilenu, surowym dwuizocyja-
nianem dwufenylometanu, polimetylenopolifenyle-
noizocyjanianem itp.) wobec znanego poroforu, ka-
talizatoré6w i §rodka powierzchniowo-czynnego. Ja-
ko porofor stosuje si¢ halogenoweglowodory (CFCl,,
CFsCl;, CH,Cl, itp.) w iloSci 20—80 czeSci wago-
wych na 100 czeSci wagowych mieszaniny poliolo-
wej lub mieszanine halogenoweglowodoru z 0,5—
—1,5 czeSci wagowych wody na 100 czeSci wago-
wych mieszaniny poliolowej. Pianki. poliuretanowe
z polioli fosfonowych otrzymuje sie w obecno$ci
typowych Kkatalizator6w poliaddycji izocyjaniano-
wej takich jak III-rzedowe aminy lub ich mie-
szaniny z solami cynoorganicznymi.

Wedlug wynalazku oprécz tych typowych kata-
lizator6w w czasie spieniania mozna stosowaé po-
liole aminowe w iloSci 2—40% masy mieszaniny
poliolowej. Poliole te otrzymywane sg w wyniku
przylaczenia o-tlenkéw aklenylowych takich jak
tlenek etylenu, tlenek propylenu itp. do amoniaku



8y 712

5 6
Tabela 3
Przyklad | Przyklad Przyklad Przykiad
1 2 3 4

G@toéé rgozoma kg/m3 B2 31 32,4 74
zawarto§é komérek zam- 90 90 90 —
knietych %o
wytrzymalo§é na $Sciska-
nie w kierunku réwno-
leglym do kierunku
wzrostu, kG/cm? 1,48 2,05 1,9 58
temperatura migknienia 85 118 1086 —
wg DIN 53424—1964, °C
Palno§¢ wg ASTM samo- samo- *| samo- samo-
D 1692—68 gasngca gasngca gasngca 'gasngca
§redni zasieg plomienia,
cm 2,3 2,4 28 25

Zastrzezenia patentowe

1. Spos6b wytwarzania sztywnych samogasnacych
pianek przez addycje wieloizocyjanianéw z poliola-
mi fosforoorganicznymi zawierajacymi wiazanie
P—C, wobec poroforu, katalizatora i &rodka po-
wierzchniowo-czynnego, znamienny tym, Ze jako po-
liole fosforoorganiczne stosuje sie fosfoniany f-hy-
droksyalkilowe o wzorze ogélnym przedstawionym
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na rysunku, w ktérym R’ i R sg jednakowe lub
rézne i oznaczajgq grupy hydroksyalkilowe lub ha-
logenohydroksyalkilowe, X oznacza atom wodoru
lub chlorowca, zwlaszcza chloru lub bromu, lub
mieszaniny tych polioli ze zwigzkami wielohydro-
ksylowymi.

2. Spos6b wedlug zastrz. 1, znamiemny tym, Ze
jako katalizator stosuje sie¢ produkt addycji a-tlen-
ku alkenylowego z wieloaminamij alifatycznymi.
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